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	文摘：

	一种制备氮化钛复合陶瓷的工艺属于金属材料表面冶金改性技术的范畴。其特征在于是，在真空容器内，将欲渗金属源极以金属钛丝的形式插入到平板或圆桶中且钛丝与钛丝间隔８－１５ｍｍ，长度为１０－５０ｍｍ，置于距离被渗金属工件１０－２８ｍｍ处，首先将氩气通入到真空容器中，在低电压作用下将欲渗金属钛丝以钛的离子、原子的形式高密度溅射出来，吸附在被轰击加热到一定温度的工件表面上，形成一定厚度的钛的渗镀扩散层。然后通入一定混合比的氩气和氮气（或氨气）在钛被溅射和扩散的同时使氮与钛元素在工件表面产生化学反应，形成ＴｉＮ的晶核并长大，其ＴｉＮ合金层和扩散层厚度高达１０μｍ以上，钛和氮的成分也由高到低向内呈梯度分布，使表面ＴｉＮ合金层和基体有良好的结合强度。

	主权利要求：

	一种制备氮化钛复合陶瓷的工艺其特征在于，是一种用辉光等离子技术实施Ｔｉ－Ｎ共渗形成ＴｉＮ复合扩散渗镀陶瓷合金层的工艺方法，其步骤为：Ⅰ．装置的设置：是在真空容器（１）内，设置欲渗金属源极（２），被渗金属工件（３），垫片（４） ，同时配有抽气系统（５）、（６），供气系统（７）、（８）和电源控制系统（９）、（１０），其特征在于是将真空容器（１）的炉壳作为阳极并接地；欲渗金属源极（２）做成平板状或圆桶状并将金属钛以φ３－１０的丝状形式插入到平板或圆桶中且钛丝与钛丝之间间隔８－１５ｍｍ，长度为１０－５０ｍｍ；被渗金属工件（３）作为阴极位于欲渗金属源极（２）的下方１０－２８ｍｍ处；起连通或隔离欲渗金属源极（２）与被渗金属工件（３）且便于实施等电位和不等电位的电源控制，还可起到真空容器（１）内气氛的流通作用的垫片（４）由金属材料或非金属陶瓷材料制作；Ⅱ．具体的工艺：第一步．把真空容器（１），由机械泵抽气系统（５）抽到１Ｐａ，再用分子泵抽气系统（６）抽到５．０×１０↑［－３］Ｐａ真空度后，由供气系统（７）提供２００ｍｌ／ｍｉｎ的氩 气，在阳极（１）和源极（２）工件极（３）加入可调直流电源（９）、（１０），电压在１００－７００Ｖ，使其产生辉光放电，开始使用低电流０．１－１Ａ高电压６００Ｖ以上进行２ｍｉｎ－１０ｍｉｎ的清理工件，将电压调到１００－７００Ｖ范围，利用空芯阴极和尖端放电效应使被渗金属工件升温到８００－１３００℃使溅射出来的钛以原子、离子、粒子的形式吸附到被渗金属工件上，保温１－６ｈ，钛的渗镀扩散层达到１０－８０μｍ；第二步．供给氩气和氮气的混合气，分压为２０Ｐａ－５０Ｐａ，在真空容器（１ ）和金属源极（２）被渗金属工件（３）加入可调直流电源（９）、（１０），金属源极（２）和被渗金属工件（３）电压控制在１００－７００Ｖ，工件温度达到８００－１３００℃，溅射出来的钛原子、离子，离解后的氮原子、离子在工件负偏压的作用下快速到达工件表面，其中一部分氮的原子和离子参于阴极的轰击和溅射，一部分氮原子和离子与工件表面的钛原子形成ＴｉＮ，一部分则吸附于工件表面向内扩散，当氮原子扩散进入渗钛层时，立即与钛原子形成ＴｉＮ化合物，ＴｉＮ沉积扩散层达到８－３０μｍ。
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